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"Procédé pour la fabrication d'un support d'enregistrement

avec un enregistrement a grande densité d'informations."

La présente invention se rapporte & un procédé, selon
le brevet principal N° 77 38 883 du 22 décembre 1977, pour’
la fabrication d'un support d'enregistrement avec un enregis-
trement & grande densité d'informations, en particulier avec
une photographie micrographique multicolore, le support
d’'enregistrement étant constitué par un support et au moins
deux couches formant la structure de l'enregistrement, les
couches formant la structure de l'enregistrement étant ré—
fléchissantes et réalisées en un matériau inorganique et entre
a chaque fois deux couches réfléchissantes formant la struc—
ture de l'enregistrement étant disposée une couche d'interfé-
rence non structurée en matériau inorganique non absorbant
dans la zone des longueurs d'ondes visibles.

' Selon le brevet principal, les couches refléchissantes
a structurer sont appliquées sur un'support ou sur des couches
le recouvrant et soht structurées par enduction d'une couche
de vernis photographique, insolation en fonction de la struc—
ture et développement de ‘la couche de vernis photographique
puis enlévement des parties de la structure gqui ne sont plus
recouvertes par la couche de vernis photographique, des cou-
ches réfléchissantes et de la couche de vernis photographique
restant.

La présente invention a par conséquent pour objet de
réaliser un procédé simplifié pour la fabrication d&'un sup-
port d'enregistrement du type précité. '

Ce résultat est atteint selon l'invention au moyen
d'un procédé qui comporte les opérations suivantes :

(a) application sur le support d'une couche de vernis
photographique que l'on insole conformément a la structure,
avec emploi d'un masque d'insolation et qu'on développe en-
suite;

(b) enduction de la couche réfléchissante :

(c) enlévement de la couche de vernis photographique

restant avec la couche réfléchissante se trouvant dessus ;
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(@) application sur le coté, portant la structure, du
support, de la couche d'interférence d'épaisseur réguliére
réalisée en un matériau inorganique non absorbant dans la
zone des longueurs d'ondes visibles ;

(e) application sur la couche d'interférence d'une
autre couche de vernis photographique qu'on insole en confor-
mité de la structure en utilisant le masque d'insolation
puis qu'on développe ;

(f) enduction consécutive d'au moins la couche réflé-
chissante ;

(g) enlévemehn de la couche de vernis photographique
restant en méme temps que la couche réfléchissante se trou-
vant dessus.

L'avantage obtenu avec l'invention réside en particulier
dans la réduction du nombre des opérations & effectuer lors
de la fabrication d'un tel support d'enregistrement.

L'invention sera mieux comprise & l'aide de la descrip-
tion d'un mode de réalisation pris comme exemple, mais non
limitatif et illustré par le dessin annexé qui représente
les différentes opérations & effectuer selon le procédé pour
la fabrication d'un tel support d'enregistrement.

Sur un support transparent 1 en verre, on appligue une
couche de vernis photographique 2 que 1l'on insole conformé-
ment & la structure en utilisant un masque d'insolation 3
(figure 1) puis on la développe (figure 2). Sur la couche de
vernis photographique 2 et sur le support i on dépose une
couche réfléchissante 4 en argent (figure 3) et on enléve
la couche de vernis photographigue restante 2 ainsi que la
couche réfléchissante 4 se trouvant dessus (figure 4).

Sur le c6té, portant la structure, du support 1, on ap-
prligue une couche d'interférence 5, d'épaisseur réguliére
en un matériau inorganigue non absorbant dans la zone des
longueurs d'ondes visibles et l'on dépose dessus une autre
couche de vernis photographique 6 (figure 5) que l'on insole
en conformité de la structure en utilisant le masque d'inso-
lation 3 et gue l'on développe ensuite (figure 6). Sur la
couche de vernis photographigue 6 et sur la couche d'inter-
férence 5, on appligue une autre couche réfléchissante 7 (fi-

gure 7) et on enléve la couche
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gure 7). et on enléve la couche de vernis photographique res-
tante 6 en méme temps gque la couche réfléchissante 7 se
trouvant dessus (figure 8). Un support d'enregistrement_ainsi
fabrigqué comporte une structure par exemple de teinte "bleue"
qui est déterminée par 1l'épaisseur de la couche d!'interfé-
rence 5. La saturation de cette teinte '"bleue" est détermi-
née dans la zone de la fléche 8 par les épaisseurs des deux -
couches réfléchissantes 4, 7. Dans la zone de la fléche 9,

la lumiére sortant, en raison du manqﬁe de saturation de la
couleur, apparait "blanche" (incolore) étant donné que dans
cette zone il n'existe aucune couche réfléchissante.

Les couches successives 4, 5, 7 forment un filtre d'in-
terférence, par exemple pour la teinte "bleue" avec une
saturation déterminée. En juxtaposant de tels filtres 4'in-
terférence sur un support, on peut obtenir les unes a cdté
des autres les teintes que l'on veut avec saturation quel-
conque. En superposant de tels filtres d'interférence sur un
support, on peut obtenir des teintes avec saturation quel-
conque par mélange multiplicatif des teintes.

Les couches réfléchissantes 4, 7 sont produites par
exemple, par métallisation sous_vide'poussé ou par pulvéri-
sation cathodique. Avec ce dernier procédé, il se produit
toutefois une diminution de la solubilité des couches de
vernis photographique 2, 6 sous la forme d'un durcissement
par réticulation par suite de l'épparition de particules
riches en énergie. Comme cependant au fur et a mesure que
l'épaisseur des couches réfléchissantes & appliquer 4, 7
augmente, les couches de vernis photographique sous-jacen-
tes 2, 6 sont de mieux en mieux protégées contre tout bom-
bardement de la part des particules riches en énergie, l'ef-
fet du durcissement du vernis peut étre suffisamment réduit
pour garantir un enlévement impeccable des couches de ver-
nis photographique 2, 6 au moyen d'un solvant.

Lors de la structuration des couches réfléchissantes
4, 7, on peut donc supprimer une opération par rapport au

brevet principal précité.
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REVENDICATIONS
1.~ Procédé, selon la revendication 2 du brevet princi-
pal n°® 77 38 883 du 22 décembre 1977, pour la fabrication
d'un support d'enregistrement avec un enregistrement & gran-
de densité d'informations, en particulier avec une photogra-

phie micrographique multicolore, le support d'enregistrement

- étant constitué par un support et au moins deux couches for-

mant la structure de l'enregistrement, les couches formant

la structure de l'enregistrement étant réfléchissantes et
réalisdes en un matériau inorganique et entre & chaque fois
deux couches réfléchissantes formant la structure derl'enref
gistrement étant disposée une couche d'interférence non struc-
turée en un matériau inorganique non absorbant dans la zone
des longueurs d'ondes visibies, caractérisé par le fait qu'il
comprend les opérations suivantes :

(a) application sur le support (1) d'une couche (2) de
vernis photographique que l'on insole en fonction de la
structure avec emploi d'un ﬁasque d'insolation (3) et gu'on
développe ensuite ; . .

(b) enduction de la couche réfléchissante (4) ;

{(c) enlévement de la couche de vernis photographigue
restant (2) avec la couche réfléchissante (4) se trouvant
dessus ;

(d) application sur le coté, portant la structure, du
support (1), de la couche d'interférence (5) d'épaisseuf ré-
guliére réalisée en un matériau inorganique non absorbant
dans la zone des longueurs d'ondes visibles {

(e) application sur la couche 4d'interférence (5) d'une
autre couche de vernis photographique (6) gue l'on insole
en conformité de la structure en utilisant le masque d'inso-
lation (3) puis gu'on développe ;

(f) enduction consécutive d'au moins la couche réflé-
chissante (7) ;

(g) enlévement de la couche de vernis photographigue

restant (6) en méme temps que la couche réfléchissante (7) se

trouvant dessus.
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2.- Procédé selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que l'application des couches réfléchissantes (4, 7)
ainsi que de la couche d'interférence (5) s'effectue par
métallisation sous vide poussé ou par pulvérisation catho-

dique.
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